MARSZALEK
WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO

0S-1.7222.17.1.2016.EK Rzeszow, 2016-06-28
DECYZJA

Dziatajac na podstawie:

— art. 104, 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23),

— art. 192, 214 ust. 5, 378 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo
ochrony srodowiska (Dz. U. z 2016 r. poz.672.), w zwigzku z § 2 ust. 1 pkt. 15
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (tj. Dz. U.
z 2016r. poz. 71),

po rozpatrzeniu wniosku Magellan Aerospace (Polska) Spétka z o.o.,
ul. Wojska Polskiego 3, 39 — 300 Mielec, z dnia 14 stycznia 2016r. wraz
Z uzupetnieniami w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie
instalacji galwanizerni,

orzekam

l. Zmieniam za zgodag strony decyzje Wojewody Podkarpackiego z dnia
31.10.2007r.  znak: SR.IV-6618-45/1/06, zmieniong decyzjami Marszatka
Wojewodztwa Podkarpackiego z dnia 19.07.2013r. znak: 0S-1.7222.60.1.2013.EK,
z dnia 19.02.2014r. znak: OS-1.7222.1.1.2014.EK oraz z dnia 07.11.2014r znak:
0S8-1.7222.1.7.2014.EK udzielajgcg Magellan Aerospace (Polska) Spotka z o.0.,
pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do powierzchniowej obrobki
metali z zastosowaniem procesow elektrolitycznych lub chemicznych, gdzie catkowita
objeto$¢ wanien procesowych przekracza 30 m® w nastepujacy sposob:

I.1. Punkt 1.2.1 otrzymuje brzmienie:

»1.2.1. Galwanizernia — obiekt H-4

1.2.1.1. Wanny procesowe o tgcznej pojemnosci 52,24 m®, wykonane z tworzywa
sztucznego, ze stali zwyktej lub nierdzewnej (w zaleznosci od medium).

Wszystkie wanny umiejscowione beda w tacach zabezpieczajgcych przed
niekontrolowanym wyciekiem (pekniecie, rozszczelnienie wanny). Przechwycone
kapiele kierowane bedg odpowiednim systemem rurociggow do zbiornikow
znajdujacych sie wewnatrz podpiwniczenia obiektu galwanizerni, skad podawane
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bedg do neutralizatora. Wanny zgrupowane w wezty, w ktorych realizowane bedq
poszczegolne procesy galwanicznej obrobki powierzchni:

a) wezet cyjanowy o pojemnoséci wanien 19,29 m®

 kapiele do kadmowania — wanny nr 210, 231/1 i 231/2 o tacznej pojemnosci
2880 dm® napetnione kapielami procesowymi o sktadzie:
_ wanna 210 - kadmowanie blyszczace: NaCN 90 — 110 g/dm’, CdO
20-28 g/ dm®, NaOH 18 - 25 g/dm®, Na,COs do 50 g/dm®;
~ wanny 231/1oraz 231/2 — kadmowanie: NaCN 56 — 63 g/dm® Cd 14 — 17
g/dm®, NaOH 11-14 g/dm?®,
Zakres temperatury procesu kadmowania w wannach nr 210 i 231 bedzie wynosit
15 - 35°C, temperatura kapieli utrzymywana bedzie przy pomocy grzatki elektrycznej
o mocy 2000 W. Pomiar temperatury kapieli dokonywany bedzie za pomocq
termopary zainstalowanej w wannie.
W procesie kadmowania stosowane bedzie ptukanie w ptuczkach odzyskowych
i natryskowych. Pomigdzy wannami procesowymi a ptuczkami zastosowane bedg
rynny splywowe z tworzywa sztucznego. Ewentualne rozchlapki kapieli bedg
kierowane odpowiednim rurociagiem do zbiornika $ciekow cyjanowych, znajdujacego
sie wewnatrz podpiwniczenia obiektu galwanizerni, skad podawane bedg
do neutralizatora.
Wanny w linii do kadmowania beda wyposazone w ssawki wentylacyjne podtgczone
do instalacji wyciggowej, zakonczonej emitorem E-1/H-4.

o kapiel do cynkowania - wanna nr 206 o pojemnosci 840 dm?® napetniona kapielg
cyjanowg o skiadzie NaCN 50 - 120 g/dm®>, NaOH 50 — 100 g/dm?,
ZnO 20 - 45g/ dm®, Na,CO3 do 60 g/dm”.

Proces cynkowania bedzie prowadzony w temperaturze otoczenia. Pomiar
temperatury kapieli dokonywany bedzie za pomoca termopary zainstalowanej
w wannie. W procesie cynkowania stosowane bedzie ptukanie w ptuczkach
natryskowych i odzyskowych. Pomigedzy wannami procesowymi a ptuczkami
zastosowane beda rynny sptywowe z tworzywa sztucznego. Ewentualne rozchlapki
kapieli bedg kierowane odpowiednim rurociggiem do zbiornika $ciekow cyjanowych,
znajdujacego sie wewnatrz podpiwniczenia obiektu galwanizerni, skad podawane
beda do neutralizatora.

Wanny z linii do cynkowania beda wyposazone w ssawki wentylacyjne podtaczone
do instalacji wyciggowej zakoriczonej emitorami E-1/H-4.

o kapiel do miedziowania - wanna nr 236 0 pojemnosci 672 dm® napetniona
kapiela cyjanowa o skladzie Cu 22 - 37 g/dm®, NaCN 3 - 6 g/dm®,
NaKC4H.Oex4H,0 31 - 62 g/dm®.

Temperatura kapieli: 60-65°C utrzymywana bedzie przy pomocy grzatki elektrycznej.
Pomiar temperatury kgpieli dokonywany bedzie za pomoca termopary zainstalowane;j
w wannie.
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W procesie miedziowania stosowane bedzie ptukanie w ptuczce stacjonarnej
Pomigdzy wanng procesowa a ptuczkg zastosowana bedzie rynna sptywowa
z tworzywa sztucznego. Ewentualne rozchlapki kapieli beda kierowane odpowiednim
rurociggiem do zbiornika $ciekéw cyjanowych, znajdujgcego sie wewnatrz
podpiwniczenia obiektu galwanizerni, skad podawane bedg do neutralizatora.

Wanny z linii do miedziowania wyposazone beda w ssawki wentylacyjne podtaczone
do instalacji wyciagowej zakonczonej emitorem E-1/H-4.

* kapiele do niklowania elektrolitycznego — wanny nr 227, 229, o tacznej
pojemnosci 1632 dm> napetnione kgpielami procesowymi o sktadzie:

— wanna nr 227 - NiSOs x 6H,0 170 — 208 g/dm®, NH,CI 20 — 25 g/dm®,
H3BO3 20 — 30 g/dm®.
Temperatura kapieli 52 - 62°C utrzymywana bedzie przy pomocy grzatki
elektrycznej. Pomiar temperatury kapieli dokonywany bedzie za pomoca
termopary zainstalowanej w wannie.

- wanna nr 229 — NiCl, x 6H,0 200 — 260 g/dm® HCI 30 — 40 g/dm®.
Temperatura kapieli 16 - 30°C utrzymywana bedzie przy pomocy grzatki
elektrycznej.

W procesie niklowania elektrolitycznego  stosowane bedzie ptukanie

w piuczkach odzyskowych i natryskowych. Pomigdzy wannami procesowymi
a ptuczkami zastosowane bedg rynny sptywowe z tworzywa sztucznego.
Ewentualne rozchlapki kapieli kierowane bedg odpowiednim  rurociggiem
do zbiornika kwas$no-alkalicznego znajdujgcego sie wewnatrz podpiwniczenia obiektu
galwanizerni, skad podawane bedg do neutralizatora. Wanny z linii do niklowania
elektrolitycznego wyposazone bedg w ssawki wentylacyjne podtaczone do instalacji
wyciggowej zakoriczonej emitorem E-3/H-4.

* kapiel do cynowania alkalicznego — wanna nr 209 o pojemnosci 280 dm?®,
napetniona kapielg o sktadzie: Na,SnO3 50 — 100 g/ dm®, NaOH 10 — 25 g/dm?.

Temperatura kapieli 70 - 80°C utrzymywana bedzie przy pomocy grzatki
elektrycznej. Pomiar temperatury dokonywany bedzie za pomoca termopary
zainstalowanej w wannie.

W procesie cynowania alkalicznego stosowane bedzie ptukanie w ptuczkach
odzyskowych i natryskowych. Pomiedzy wannami procesowymi a ptuczkami
zastosowane bedg rynny sptywowe z tworzywa sztucznego.

Ewentualne rozchlapki kapieli kierowane beda odpowiednim rurociggiem do zbiornika
kwasno-alkalicznego  znajdujgcego  sie  wewnatrz podpiwniczenia  obiektu
galwanizerni, skad podawane bedg do neutralizatora.

Wanna z linii do cynowania alkalicznego wyposazona bedzie w ssawki wentylacyjne
podtgczone do instalacji wyciggowej, zakoriczonej emitorem E-3/H-4.
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o kapiele do trawienia — wanny nr 218, nr 220, nr 228, o0 facznej pojemnosci

2634.5 dm® napetnione kapielami procesowymi o sktadzie:

_ wanna 218 — trawienie stali: H,SO, 520 - 600 g/dm®, temperatura kapieli —
temperatura otoczenia;

~ wanna 220 — trawienie miedzi i stopow miedzi: H28O4 50 - 100 gldm?,
HCI 20 - 35 g/dm®, temperatura kapieli — temperatura otoczenia;

_ wanna 228 — trawienie w kwasie solnym — HCI 40 - 60 g/dm’, temperatura
kapieli — temperatura otoczenia.

Ewentualne rozchlapki kapieli - kierowane beda odpowiednim rurociggiem do
zbiornika kwasno-alkalicznego znajdujacego sie wewnatrz podpiwniczenia obiektu
galwanizerni, skad podawane beda do neutralizatora.

Wanny wyposazone beda w ssawki wentylacyjne podigczone do instalacji
wyciagowej, zakonczonej emitorem E-3/H-4.

o kapiele do chromianowania — wanny nr 214, 226, 252, o tacznej pojemnosci
1904 dm® napetnione kapielami procesowymi o sktadzie:

_ wanna nr 214 — przejasnianie kadmu - sktad kapieli: CrO3 140 - 160 gldm®,
H,SO, 4 -7 g!dm3, temperatura kapieli — temperatura otoczenia;
_ wanna 226 — chromianowanie powtoki kadmowej: Na;Cr,O7 135 - 182 g/dm?,
H,S0,4 9,5 - 16,5 g!’dm3 temperatura kapieli 15 - 30°C utrzymywana bedzie przy
pomocy grzatek elektrycznych;
_ wanna 252 — chromianowanie - skiad kapieli Cr** 9 - 11 g/dm®, EcoTri 120
ml/dm®, Temperatura kapieli 55 - 80°C utrzymywana bedzie przy pomocy grzatki
elektrycznej.
Ewentualne rozchlapki kapieli kierowane beda odpowiednim rurociagiem do zbiornika
sciekow chromowych, znajdujacego sie wewnatrz podpiwniczenia obiektu
galwanizerni, skad beda podawane do neutralizatora.
Wanny 214, 226 i 252 wyposazone bedg w ssawki wentylacyjne podtgczone
do instalacji wyciagowej zakonczonej emitorem E-2/H-4.

o kapiel do fosforanowania wanna nr 224 O pojemnosci 672 dm?
fosforanowanie oksydacyjne: Ba(NOs); 30 — 40 g/dm®, Zn(NO3), 10 - 20 gldm?®,
Zn(H,PO4); 8 — 12 g/dm®.

W procesie fosforanowania stosowane bedzie ptukanie w ptuczkach odzyskowych
i natryskowych. Pomigedzy wannami procesowymi a ptuczkami zastosowane bedg
rynny sptywowe z tworzywa sztucznego.

Ewentualne rozchlapki kapieli kierowane bedg odpowiednim rurociggiem do zbiornika
kwasno-alkalicznego  znajdujacego  sig¢  wewnatrz podpiwniczenia  obiektu
galwanizerni, skad podawane beda do neutralizatora.

Wanna wyposazona bedzie w ssawki wentylacyjne podtaczone do instalacii
wyciagowej zakonczonej emitorem E-3/H4.
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* kapiel do spulchniania warstwy alfirowanej - wanna nr 241 o po;emnosm
400 dm® napetniona ka_plelq alkaliczng o sktadzie: NaOH 600 — 850 g/dm?,
NaNO, 60 — 120 g/dm®.

Temperatura kapieli 130 - 145°C utrzymywana bedzie za pomocg grzatek
elektrycznych, znajdujacych sie w obudowie z rury nierdzewnej. Pomiar temperatury
kapieli  dokonywany bedzie za pomocg  termopary  zainstalowanej
w wannie.

W procesie spulchniania stosowane bedzie ptukanie w ptuczkach odzyskowych
i natryskowych. Pomiedzy wannami procesowymi a ptuczkami zastosowane bedg
rynny sptywowe z tworzywa sztucznego.

Ewentualne rozchlapki kapieli kierowane beda odpowiednim rurociggiem do zbiornika
kwasno-alkalicznego  znajdujgcego  sie  wewnatrz  podpiwniczenia  obiektu
galwanizerni, skad podawane bedg do neutralizatora.

Wanna wyposazona bedzie w pokrywe dla ograniczenia utraty ciepta oraz wentylacje
wyciggowaq zakonczong emitorem E-3/H-4.

e kapiele do zdejmowania cynku, niklu, kadmu i miedzi wanny nr 208, 213,
238 o tgcznej pojemnosci 1129 dm®

- wanna 208 o sktadzie ENSTRIP NP1 200ml/, ENSTROP NP2 200ml/l,
temperatura kapieli — temperatura otoczenia:
- wanna 213 o sktadzie: NHs;NO3; 104 - 157 g/dm® temperatura kapieli —
temperatura otoczenia;
— wanna 238 NaCN 90 - 180 g/dm®, Enstrip S 50 - 80 g/dm® temperatura kapieli
— 20 - 60°C, utrzymywana za pomoca grzatki elektrycznej.
Wanny 208, 213, 238 wyposazone bedg w ssawki wentylacyjne podiaczone
do instalacji wyciggowej zakonczonej emitorem E-3/H-4.

e kapiele do odtluszczania chemicznego wanny nr 201, 217/1, 217/2 -
o tacznej pojemnosci 2632 dm® napetnione kapielami procesowymi o sktadzie:

- wanna 201: Na,CO; 50 - 100 g/dm>, NaOH 20 - 60 g/dm®, olej turecki 0,1 - 0,5
g/dm®, max. temperatura kapieli 55°C utrzymywana bedzie za pomoca grzatki
elektrycznej;

— wanny 217/1 oraz 217/2 o sktadzie TURCO NCLT 45 - 60 g/dm?®, temperatura
kapieli 45-50°C utrzymywana bedzie za pomoca grzatki elektryczne;j.

Wanny wyposazone beda w ssawki wentylacyjne podiaczone do instalacji
wyciggowej zakonczonej emitorem E-3/H-4.

* kapiel do konserwacji — wanna nr 240 o pojemnosci 200 dm?®, skiadzie:
DWX30 - 100%.

e kapiele do aktywowania — wanny nr 219, 235, 250 i 251 o tacznej pojemnosci -
2464 dm® napetnione kapielami procesowymi o skfadzie:
— wanna numer 219 — aktywowanie przed chromianowaniem o pojemnosci
672,0 dm?® i sktadzie H,SO, 10 - 20 g/dm’, temperatura otoczenia;
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— wanna nr 235 — aktywowanie stali nierdzewnej; NaCN 45 - 55 g/dm?®,
temperatura otoczenia;
~ wanna nr 250 — aktywowanie w kwasie solnym: HCI 6,1 - 12 g/dm?;
temperatura otoczenia;
_ wanna nr 251 — aktywowanie w kwasie azotowym: HNO3 2,6 - 2,9 g/dm®,
temperatura otoczenia.
Ewentualne rozchlapki kapieli kierowane beda odpowiednim rurociagiem do zbiornika
kwaséno-alkalicznego  znajdujgcego  sie  wewnatrz  podpiwniczenia  obiektu
galwanizerni, skad podawane beda do neutralizatora.

Wanny do aktywowania wyposazone beda w ssawki wentylacyjne podiaczone
do instalacji wyciggowej, zakonczonej emitorem E-3/H-4.

« kapiel do procesu cynk-nikiel — wanna numer 253 o pojemnosci 960 dm?
napetniona kapielg o skiadzie: Zn 10,5 - 15,0 g/dm’®, NaOH 120 - 150,
Ni 1,0 - 1,65, temperatura 21 - 27°C.

Ewentualne rozchlapki kapieli kierowane beda odpowiednim rurociggiem do zbiornika
kwasno-alkalicznego  znajdujacego sie  wewnatrz  podpiwniczenia  obiektu
galwanizerni, skad podawane beda do neutralizatora.

Wanna wyposazona bedzie w ssawki wentylacyjne podigczone do instalacji
wyciggowej, zakonczonej emitorem E-3/H-4.

b) wezet chemiczny o tacznej pojemnosci 4,65 m®

o kapiele do pasywacji — wanny nr 314, 315 (pasywacja w kwasie azotowym) i
316, o tacznej pojemnosci: 1521 dm® napetnione kapielami procesowymi
o sktadzie:

~ wanna 314 HNO; 460 — 540 g/dm®, temperatura kapieli — temperatura
otoczenia;

— wanna 315 HNO; 350 - 400 g!’dm3, temperatura kapieli — temperatura
otoczenia;

_ wanna 316 o skiadzie: Na,Cr,07 20-30 g/dm® i HNOs150 - 260 g/dm’,
temperatura do 54°C.

Ewentualne rozchlapki kapieli kierowane beda odpowiednim rurociggiem do zbiornika
sciekow chromowych Ilub kwasno alkalicznych, znajdujacego sie wewnatrz
podpiwniczenia obiektu galwanizerni, skad bedag podawane do neutralizatora.

Wanny wyposazone beda w ssawki wentylacyjne podiaczone do instalacji
wyciagowej zakonczonej emitorami E-2/H-4 i E-3/H-4

o kapiel do pilukania w dwuchromianie po pasywacji - wanna nr 318,
o pojemnosci 504 dm®, sktad kapieli: Na;Cr,07 x 2 H,0 45 - 55 g/dm®.

Temperatura kapieli 60 - 70°C utrzymywana bedzie za pomocg grzatki elektrycznej.
Pomiar temperatury dokonywany bedzie za pomoca termopary zainstalowanej
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w wannie. Ewentualne rozchlapki kapieli kierowane beda odpowiednim rurociagiem
do zbiornika sSciekow chromowych, znajdujacego sie wewnatrz podpiwniczenia
obiektu galwanizerni, skad beda podawane do neutralizatora. Wanna wyposazona
bedzie w pokrywe oraz wentylacje wyciggowa zakonczong emitorem E-2/H-4.

» kapiele do trawienia — wanny nr 329, 330 o tacznej pojemnosci 800 dm®,
napetnione kapielami procesowymi o sktadzie:

~ wanna 329 - trawienie tytanu HNO; 600 — 700 g/dm® i HF 180 — 220 g/dm®
temperatura kapieli 21 - 25°C;
~ wanna 330 trawienie tytanu: H,SO4 110 — 130 g/dm®, i HF 70 - 80 g/dm®
temperatura kapieli 21 - 25°C.
Ewentualne rozchlapki kgpieli kierowane bedg odpowiednim rurociggiem do zbiornika
kwasno-alkalicznego znajdujgcego sie  wewnatrz  podpiwniczenia  obiektu
galwanizerni, skad podawane bedg do neutralizatora.
Wanny wyposazone beda w ssawki wentylacyjne podtaczone do instalacji
wyciggowej zakonczonej emitorem E-3/H-4.

o kapiele pozostate o tacznej pojemnosci 1834 dm?®

- do odttuszczania wanna nr 300 (sktad kapieli C,Cls — 100%), wanna nr 310
(sktad kapieli: OAKITE 90 37,5 - 90 g/dm®);

— do hydrofobizacji wanna nr 326 w roztworze HSO PASCOAT 100 8 - 40 %;

— do neutralizacji wanna 328 w roztworze NaOH 5 - 10 g/dm®.
Ewentualne rozchlapki kapieli kierowane beda odpowiednim rurociggiem do zbiornika
Sciekow kwasno-alkalicznych, znajdujgcego sie wewnagtrz podpiwniczenia obiektu
galwanizerni, skad bedg podawane do neutralizatora.
Wanny 310, 326, 328 wyposazone beda w ssawki wentylacyjne podtaczone
do instalacji wyciagowej zakonczonej emitorem E-3/H-4.

c) wezel chromowy o tacznej pojemnosci 9,47 m®

o kapiele do chromowania - wanny nr 101, 108 i 110 o tgcznej pojemnosci
6600 dm® napetnione kapielami procesowymi o sktadzie:

— wanna nr 101 chromowanie techniczne: CrOs; 125 — 250 g/dm®, H,SO,
12 =25 gfdma, temperatura kapieli 50 - 60°C utrzymywana bedzie za
pomocg grzatki elektrycznej;

— wanny nr 108 oraz 110 - chromowanie techniczne ,HEEF 25" CrO3 245 — 255
g/dm®, H,SO4 3,5 — 4,0 g/dm®, temperatura kapieli 55 - 65°C utrzymywana
bedzie za pomocg grzatki elektryczne;.

Pomiar temperatury dokonywany bedzie za pomocg termopar zainstalowanych
w kazdej wannie.

W procesie chromowania stosowane bedzie ptukanie w ptuczkach odzyskowych.
Pomiedzy wannami procesowymi a ptuczkami zastosowane bedg rynny sptywowe
z tworzywa sztucznego.
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Ewentualne rozchlapki kapieli kierowane bedg odpowiednim rurociggiem do zbiornika
sciekow chromowych, znajdujgcego sie wewnatrz podpiwniczenia obiektu
galwanizerni, skad bedg podawane do neutralizatora.

Wanny do chromowania wyposazone bedg w ssawki wentylacyjne podtgczone
do instalacji wyciagowe] ze skruberem do wytrgcania aerozolu kwasu chromowego,
zakonczonej emitorem E-2/H-4.

o kapiel do zdejmowania chromu — wanna nr 104 o pojemnosci 560 dm?®
napetniona kapielg o sktadzie: Na,CrO; do 20 g/dm®, NaOH 100 — 150 g/dm®,
temperatura kapieli — temperatura otoczenia.

Ewentualne rozchlapki kapieli kierowane beda odpowiednim rurociggiem do zbiornika
sciekow chromowych, znajdujacego sie wewnatrz podpiwniczenia obiektu
galwanizerni, skad bedg podawane do neutralizatora.

e kapiel do polerowania elektrolitycznego stali odpornej na korozje — wanna
nr 102 o pojemnosci 560 dm®. Sktad kapieli: H;PO4 650 - 750 g/dm?®, H.SO,
200 - 250 g/dm”®.

Temperatura kapieli 50 - 80°C utrzymywana bedzie za pomoca grzatki elektryczne;.
Pomiar temperatury dokonywany bedzie termoparg zainstalowang w wannie.

Ewentualne rozchlapki kapieli kierowane beda odpowiednim rurociggiem do zbiornika
kwasno-alkalicznego  znajdujacego sie  wewnatrz  podpiwniczenia  obiektu
galwanizerni, skad podawane bedg do neutralizatora.

Wanna wyposazona bedzie w ssawki wentylacyjne podiaczone do instalacji
wyciggowej zakonczonej emitorem E-3/H-4.

» kapiel do bichromizacji - wanna nr 119 o pojemnosci 280 dm?®, sktad kapieli:
HNO; 21 — 30 g/dm®, K,Cr,0; 15 — 20 g/dm®, NH.Cl 0,75 1,25 g/dm®,
temperatura kapieli 70 - 80°C utrzymywana bedzie za pomocg grzatki
elektryczne]. Pomiar temperatury dokonywany bedzie za pomocag termopary
zainstalowanej w wannie.

o kapiel do pasywacji po bichromizacji - nr wanna 120 o pojemnosci 560 dm?,
sktad kapieli: K,Cr,0; 50-70 g/dm®, temperatura kapieli 80 - 100°C utrzymywana
bedzie za pomocg grzatki elektrycznej. Pomiar temperatury dokonywany bedzie
za pomocaq termopary zainstalowanej w wannie.

Ewentualne rozchlapki kapieli kierowane bedg odpowiednim rurociggiem do zbiornika
sciekdw chromowych, znajdujacego sie wewnatrz podpiwniczenia obiektu
galwanizerni, skad beda podawane do neutralizatora.

Wanny wyposazone beda w pokrywe oraz wentylacje wyciggowa. Opary znad wanny
odprowadzane bedg emitorem E-2/H-4.

e kagpiele pozostate o pojemnosci 1509 dm® w tym:
— do oczyszczania anod otowiowych - wanna nr 114/1 oraz 114/2, skfad kapieli
NaOH 100 g/dm?®, KNa C4H40s 100 g/dm?;
do woskowania - wanna numer 113 z Protecto Wax Range 100%.
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Wanny nr 114/1 oraz 114/2, wyposazone bedg w ssawki wentylacyjne podtaczone
do instalacji wyciggowej zakonczonej emitorem E-2/H-4.

d) wezet anodowniczy o tacznej pojemnosci wanien 14,04 m®

e kapiele do anodowania - wanny nr: 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 409, 410,
411, 412, 413, 415, 417 o facznej pojemnosci 14039 dm®, napetnione kapielami
procesowymi o sktadzie:

— wanna 401 - odtluszczanie na goraco: Turco 4215 NCLT 45 - 52 g/dm®,
temperatura kapieli 45 - 50°C;

— wanna 402 - odtlenianie i przejasnianie w Ardrox 295 GD, 20 - 25 g/dm?,
temperatura kapieli, 30 - 40°C;

- wanna 403 - odtlenianie: Cr®" 4,5 - 13,5 g/dm®, HNOs 75 - 150 g/dm®,
temperatura otoczenia;

- wanna 404 - alodynowanie — Alodine 1200 8 — 10, 5 g/dm®, temperatura
kapieli 20 - 25°C;

— wanna 405 - anodowanie w kwasie siarkowym H,SO,; 200 — 220 g!dm3,
NaCl g/dm®, do 0,2 g/dm?, Al do 8 g/dm®, temperatura kapieli 18 - 22°C:

— wanna 406 - anodowanie w kwasie siarkowo-borowym — sktfad kapieli: H;BO4
5,2 - 10,7 g/dm®, HS04 30,5 - 52,0 g/dm®, temperatura kapieli 24,5 — 28,9°C:

— wanny 407 oraz 417 - anodowanie w kwasie chromowym — skfad kapieli:
CrO3 35 — 45 g/dm?, temperatura kapieli 28 - 42°C:

— wanna nr 409 — uszczelnianie w roztworze dwuchromianu potasu, K,Cr,0O-
40 - 60 mg/dm®;

— wanna nr 410 — uszczelnianie w roztworze chromianéow, Cr®* 45 — 100 ppm,
SiO; max 10ppm;

— wanna nr 411 — usuwanie powtok z aluminium i jego stopéw: ALUMUNETCH
No 3, 45 — 75 g/dm®, temperatura kapieli 54 - 63°C;

- wanna nr 412 — uszczelnianie w octanie niklu: Ni(CH3COO0), 15 — 20 g/dm3;

— wanna nr 413 — barwienie na czarno: Cr** 2 — 6 g/dm?®;

— wanna nr 414 - barwienie na zielono Cr** 03 — 0,8 g/dm® i czerwono: Cr** 1.0 —
5,0 g/dm®;

- wanna nr 415 — trawienie alkaliczne, NaOH 100-150 g/dm®.

Wanny wyposazone bedg w grzatki elektryczne. Pomiar temperatury
dokonywany bedzie za pomoca termopary zainstalowanej w wannie.
W procesie anodowania stosowane bedzie ptukanie w ptuczkach stacjonarnych.
Pomigdzy wannami procesowymi a ptuczkami zastosowane beda rynny sptywowe
z tworzywa sztucznego. Ewentualne rozchlapki kgpieli z wanien 401, 402, 405, 4086,
4121 415 - kierowane beda odpowiednim rurociggiem do zbiornika $ciekéw kwasno-
alkalicznych, znajdujacego sie¢ w podpiwniczeniu obiektu galwanizerni, a nastepnie
przepompowywane do neutralizatora. Ewentualne rozchlapki kapieli z wanien 403,
404, 407, 409, 410, 411, 413, 414 i 417 kierowane bedg odpowiednim rurociggiem
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do zbiornika s$ciekow chromowych, znajdujacego sie w podpiwniczeniu obiektu
galwanizerni, a nastepnie przepompowywane bedq do neutralizatora.

Wanny wyposazone bedg w ssawy wentylacyjne podfaczone do instalacji wyciggowej
zakoniczone emitorem E-10/H-4.

e) wezel PFD, MFD i kontroli przypalen o tgcznej pojemnosci 4,79 m®

e kapiele procesowe o skiadzie:

— wanna nr 501 - odtiuszczanie na goraco: Turco 4215 NCLT 45 - 52 g/dm®,
temperatura kapieli 45 - 50°C; wanna wyposazona bedzie w grzatki
elektryczne o mocy 2000 W. Pomiar temperatury dokonywany bedzie za
pomocg termopary zainstalowanej w wannie;

— wanna nr 502 - trawienie aluminium; HNO; 112 — 225 gfdma, 50% HF 1,25
ml/l, temperatura kapieli — temperatura otoczenia;

— wanna nr 503 - trawienie tytanu HNO; 299 — 323 g/dm®, temperatura kapieli
— temperatura otoczenia;

— wanna nr 504 - odtlenianie: HNO; 80 - 100g/l, CrO3 11,4 - 13,4 g/dm?
temperatura otoczenia;

W przypadku rozlewu, kapiele (dotyczy wanien: 501, 502, 503) kierowane bedg
odpowiednim rurociggiem do zbiornika $ciekow kwasno-alkalicznych, znajdujacego
sie w podpiwniczeniu obiektu galwanizerni, a nastgpnie przepompowywane
do neutralizatora. W przypadku rozlewu, kapiel (dotyczy wanny 504) kierowana
bedzie odpowiednim rurociggiem do zbiornika sciekow chromowych, znajdujgcego
sie w podpiwniczeniu obiektu galwanizerni, a nastgpnie przepompowywana
do neutralizatora.

Wanny nr 501, nr 502, nr 503, nr 504 wyposazone beda w ssawki wentylacyjne
podtaczone do instalacji wyciagowej zakonczonej emitorem E-10/H4.

e kagpiele procesowe do kontroli przypalen o sktadzie:

— wanna numer 551 o sktadzie: HNO; 30,7 — 51,0 g/dm® temperatura
otoczenia,

— wanna numer 552 o skfadzie: HCI 14,8 — 22,3 g/dm®, temperatura otoczenia;

_ wanna numer 553 o sktadzie: HCI 6,4 — 21,2 g/dm?®, temperatura otoczenia;

— wanna numer 554 o sktadzie: Na,CO3; 40 — 50 g/dm?’, temperatura otoczenia;

— wanna numer 555 o sktadzie: NaOH 40 — 60 g/dm®, temperatura otoczenia;

— wanna numer 556 o sktadzie: CuSO45H,0 - 100 g/dm®i HCI 36% - 500 g/dm®,
temperatura otoczenia;

— wanna numer 557 o skfadzie: DWX 30 — 100%, temperatura otoczenia,

— wanna numer 558 o sktadzie: HNO3 8 — 12 g/dm®, temperatura otoczenia;

— wanna numer 559 o skiadzie: HCI 8 — 9 g/dm®, temperatura otoczenia.

Wanny nr 551-559 wyposazone bedg w pokrywy.”
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1.2 W pukcie |.2.2. tiret 4 otrzymuje brzmienie:

— ,9 zbiornikow z roztworami reagentéw z pompami dozujacymi;
e 40% kwas siarkowy — paletopojemnik poj 1000 dm?:
e 30% wodorotlenek sodu — paletopojemnik poj 1000 dm®;
e 30% pirosiarczyn sodu — zbiornik zamkniety z PE poj 250 dm®;
e 30-35% kwas solny — paletopojemnik poj 1000 dm?®:
e 30% wodorotlenek sodu — paletopojemnik poj 1000 dm?®:
e Podchloryn sodu — paletopojemnik poj 1000 dm?®:
o Flokulant ST55 — zbiornik zamkniety z PE poj. 250 dm?;
e Koagulant ST40 lub chlorek zelaza — zbiornik zamkniety z PE poj 250 dm®;
o Koagulant ST73 — zbiornik zamkniety z PE poj. 200 dm?;
» mleczko wapienne — pojemnik 500 dm®".

[.3. Punkt |.2.3 otrzymuje brzmienie:

»1.2.3. Stacja demineralizacji wody (DEMI)

2 stacje demineralizacji wody (DEMI) o wydajnosci 1-4 m®/h zlokalizowane bedq
w obiekcie N-4 i pracowac bedg w obiegu otwartym. W skiad stacji bedg wchodzi¢
nastepujgce zbiorniki:

- 2 kolumny z anionitem o pojemnosci 0,27m?* kazda:

- 2 kolumny z kationitem o pojemnosci 0,27m? kazda”.

l.4. W punkcie .3 w miejsce punktow:

»1.3.3. Gtowne procesy technologiczne (naktadanie powtok): kadmowanie,
cynkowanie, miedziowanie, chromowanie, cynowanie, niklowanie, fosforanowanie,
oksydacja, pasywacja.

1.3.3. Procesy obrobki i wykanczania powtok: chromianowanie.”

wprowadzam nowy punkt 1.3.3 o tresci:

»1.3.3. Gtowne procesy technologiczne (naktadanie powltok): kadmowanie,
cynkowanie, miedziowanie, chromowanie, cynowanie, niklowanie, fosforanowanie,
oksydacja, pasywacja. Procesy obrobki i wykanczania powtok: chromianowanie.”

.5. W punkcie 1.4.2 pkt. d) otrzymuje brzmienie:

,d) regeneracje stacji w celu odzyskania zdolnosci absorbujgcych przez zioza
kationity i anionitu.”

1.6. Punkt Il otrzymuje brzmienie:

»Il.  Maksymalng dopuszczalng emisje w warunkach normalnego
funkcjonowania instalacji.
11.1. Dopuszczalna wielko$¢ emisji gazow wprowadzanych do powietrza z instalacji.
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I1.1.1. Maksymalna dopuszczalna emisja gazow z instalacji.

Tabela 1
Dopuszczalna wielko$¢ emisji
Lp. | Emitor Zrédto emis;ji Rodzaj substancji kglh
zanieczyszczajacych
Instala_c_ja_gélwanizerni z urzadzeniami do oczyszczania sciekow
o cyjanowodor 0,060000
kadm” 0,000056
cynk" 0,000096
1 E-1/H4 Wanny nr 206, 210, 212, 213, an_-lon_ETa}k 0,200000
' 231/1, 232/2, 235, 236,238 miedz 0,000400
pyl ogotem 0,000552
pyt zawieszony PM10 0,000552
) N pyt zawieszony PM 2,5 0,000552
Wanny nr 101, 104, 108, 110, | chrom” o
2. | E2M4 | 11411, 11412, 119, 120, 214, 226, | PV 0gdtem ShiDall
252 316. 318 pyt zawieszony PM10 0,002500
' ' pyt zawieszony PM 2,5 0,002500
dwutlenek azotu 0,825000
chlorowodor 0,990000
Wanny nr 102, 250, 251,253, | a5 SO et
3. E.3/H4 208, 209, 201, 217/11217/2, 218, fuor® 0’006138
219, 220, 224, 227, 228, 229, sal .
241, 314, 315, 326, 328, 329, 330 | & 0.000144
pyt ogotem 0,0034452
pyt zawieszony PM10 0,0034452
I pyt zawieszony PM 2,5 0,0034452
kwas siarkowy 0,062500
bor" 0,006250
Wanny nr chrom” 0,002850
4. | E-10/H4 | 401,402, 403,404, 501,502, | gwutlenek azotu 0,712500
PH4.008 pyt ogotem 0,0091001
pyt zawieszony PM10 0,0091001
pyt zawieszony PM 2.5 0,0091001
kwas siarkowy 0,83000
bor" 0,00450
5. E-11/H4 Wanny nr 405, 406 pyt ogotem 0,00450
pyt zawieszony PM10 0,00450
pyl zawieszony PM 2,5 0,00450
chrom” 0,00254
pyt ogotem 0,00254
B | B3N ey arHoE AT pyt zawieszony PM10 0,00254
pyt zawieszony PM 2,5 0,00254
- chrom” 0,00271
nikiel” 0,00271
7. E-18/H4 Wanny nr 409 - 415 pyt ogotem 0,00542
pyt zawieszony PM10 0,00542
pyt zawieszony PM 2,5 0,00542
3 ; dwutlenek siarki 0,01900
8. E-1/N4 Odcigg z dygestorium kwas siarkowy 0,043903
9. | E-2/N4 Odcigg z magazynu kwas siarkowy 0,064462
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') _ jako suma metalu i jego zwigzkéw w pyle zawieszonym PM10
4 — jako suma fluoru i fluorkow rozpuszczalnych w wodzie

% _ jako suma izomerow
4 _ do C12, poza wymienionymi
— poza wymienionymi

10. | E-4/na Odcigg znad dozownika dwutteqek siarki 0,019000
' pirosiarczanu sodu kwas siarkowy 0,043903

11 E.5/N4 Odciag ogélny z pierwszego | chlorowodor 0,06900

' pietra cyjanowodor 0,00690
12. | E-6/N4 Odcigg miejscowy znad dwoch ch.lor 0,067192
' komaor sciekow cyjanowych cyjanowodor 0,011100

Malarnia

etylobenzen 0,00040

octan butylu 0,00500

octan gtylu 0,00250

; . ksylen” 0,00585

13. | E-13/H4 Mieszalnia farb mgtyloemoketon o

alkohol butylowy 0,00500

weglowodory alifatyczne® 0,00100

weglowodory aromatyczne® 0,00450

etylobenzen 0,00400

octan butylu 0,05000

octan Faztylu 0,02500

E-14/H4 : : ksylen” 0,05850

1 Rdciag zimalRm) mgtyloetyloketon 0,05000

alkohol butylowy 0,05000

weglowodory alifatyczne® 0,01000

weglowodory aromatyczne® 0,04500

etylobenzen 0,00400

octan butylu 0,05000

octan t;.'tylu 0,02500

E-15/H4 , . ksylen® 0,05850

15 Odciag 2 elan metyloetyloketon 0,05000

alkohol butylowy 0,05000

weglowodory alifatyczne® 0,01000

| weglowodory aromatyczneﬁ’ 0,04500

11.1.2. Maksymalna dopuszczalna emisja roczna z instalacji.

Tabela 1a
. % : ; Dopuszczalna wielko$c¢ emisji

Lp. Rodzaj substancji zanieczyszczajacych [Mgirok]

Instalacja galwanizerni

1. pyt ogotem 0,150136

2. pyt PM 10 0,150136

3 pyt PM 2,5 0,150136

4. dwutlenek siarki - 0,062700

5. kwas siarkowy ) 1,2808551 -
6. dwutlenek azotu 7,800000

7 cynk" 0,000576

8. | nikiel” B 0,036060

9. | chlor . 0,114226
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10. | miedz" 0,002400
11. | fluor” 0,036828
12. | cyna” 0,000864
13. | bor” 0,05200

14, | kadm" 0,000336
15. | cyjanowodor 0,398190
16. | chlorowodor 0,021300
17. | chrom”™ 0,057900

18, | amoniak 0,024000
Malarnia
19. | alkohol butylowy “ 0,920000
20. metyloetyloketon 0,920000
21. | ksylen” 1,075200
22. | etylobenzen 0,073600
23. | octan butylu 0,920000
24. | octanetylu 0,460000
25. | weglowodory alifatyczne” 0,184000
26. weglowodory aromatyczne® 0,828000

= jako suma metalu i jego zwigzkow w pyle zawieszonym PM10

%l _ jako suma fluoru i fluorkow rozpuszczalnych w wodzie -

? _ jako suma izomerow

* _ do C12, poza wymienionymi

* — poza wymienionymi

I.7. Punkt II.3. otrzymuje brzmienie:

»11.3.  Rodzaje i ilosci odpadow przewidzianych do wytworzenia

z uwzglednieniem ich podstawowego sktadu chemicznego i wiasciwosci oraz
sposoby gospodarowania odpadami

I1.3.1. Rodzaje i iloéci odpadéw przewidzianych do wytworzenia z uwzglednieniem
ich podstawowego sktadu chemicznego i wtasciwosci.

11.3.1.1 Odpady niebezpieczne

Tabela 2 a
Lp. | Kod Gtz Wiasciwosci i podstawowy skiad . d';':fd‘;w
.__c_n_:lf)_adu P chemiczny [Mg/rok]
Galwanizernia
" Odpady Rte¢, szklane lub plastikowe obudowy.
1, 06 0409 zawierajace rtec Stan skupienia: staly 0,010
Rozpuszczalniki
chlorowco- -
5 ; Perchloroetylen, woda stabilizatory. Stan
2. 07 01 03" | organiczne, roztwory skupienia ciekly 3,5
z przemywania
i ciecze macierzyste.
VBE EERRAHE Stan skupienia ciekly
3. |o70301* | | iynfacpierz tte | SKiad: 2-metylopentano-2,4-diol, azowe 2,0
B ug y kompleksy chromowe
Odpadowy toner stan skupienia: staly, skiad: kopolimer
. drukarski styrenowo - akrylanowy, wosk, barwnik,
I oaee Y zawierajgcy krzemionka bezpostaciowa, sadza techniczna, G0
substancje zywica poliestrowa
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niebezpieczne,

5 1101 05*

Kwasy trawigce

' Stan skupienia ciekly

Skiad: Kwas siarkowy (VI), kwas solny,
kwas azotowy, kwas fluorowodorowy, kwas
fosforowy

2,0

6. 1101 07*

Alkalia trawigce

Stan skupienia ciekly
Sklad: Wodorotlenek sodu, Metakrzemian
sodu, Weglan sodu, Pirofosforan tetrasodu,
2-(2-butoksyetoksy) etanol,
Heksafluorokrzemiany alkaliczne sodu,
Benzotiazolo-2-tiol, Etoksylowany alkohol
tluszczowy C12-15, NaNOj;, Nonyl phenol
ethoxylate 9 moles ethylene oxide, Na,B,0;
x 10H;0, Ksylenosulfonian sodu, Terpena
pomaranczowa, Alkohol tluszczowy, C8-10.
EOQ/PO eter benzylowy

2,0

7. 1101 08"

Odpady i szlamy
z fosforanowania

Stan skupienia staty (grudki)
Sktad: Azotany cynku, azotany baru,
Fosforany cynku, fosforany baru

0.5

8. 11 01 09~

Szlamy i osady
pofiltracyjne
zawierajgce
substancje

niebezpieczne

Stan skupienia staly (toksyczne)
Skiad: Weglan sodu, cyjanek sodu, cyjanek
kadmu, siarczan baru

0,4

9. 1101 13"

Odpady
z odttuszczania
zawierajace
substancje
niebezpieczne

Stan skupienia: ciekly, Skiad: Wodorotlenek

sodu, metakrzemian sodu, weglan sodu,
pirofosforan tetrasodu, 2,2'-(oktadec-9-
enylimino)bisetanol, 2-(2-butoksyetoksy)
etanol, heksafluorokrzemiany alkaliczne
sodu, benzotiazolo-2-tiol, etoksylowany
alkohol tluszczowy C12-15, tetraboran

disodu bezwodny, azotan sodu

7,75

Stan skupienia ciekly (toksyczne)
Izn;iigfapagg Skiad: Bezwodnik chromowy, dwuchromian
10. | 1101 98* substarng‘e sodu, dwuchromian potasu, kwas azotowy, 11
ok e iecjz i kwas siarkowy, cyjanek sodu, cyjanek
P miedzi, cyjanek kadmu, cyjanek cynku
11 12 01 12* Zuzyte woski Stan skupienia staly. Mieszanina woskow 10
: i tluszcze mikrokrystalicznych '
; Stan skupienia staly
ngr;g?rés Polipropylen, polietylen, pojemniki szklane,
pozostaggéci drewno, worki foliowe, puszki/beczki
12, 1501 10* substancji metalowe, zanieczyszczone: kwasem 3.0
Hiskessierarvek chromowym, kwasem azotowym, kwasem
Iulfnimi y fosforowym, azotanem cynku, fosforanem
: cynku, weglanem sodu, weglanem wapnia,
dnieaysaezans tlenkiem boru, tlenkiem ofowiu (I1)
Sorbenty, materiaty
filtracyjne (w tym N
filtry olejowe nieujete St?&{séiﬁg erg'llljams&:?iy
W 'n?gg:is;udpscm' Skiad: Bawelna, flanela, lateks kauczuku
" : : naturalnego, nitryl, PP zanieczyszczone
13. | 150202 wycierania 4 . 5,0
(np. szmaty, scierki) CrO,, dwuchromian sodu, dwuchromian

i ubrania ochronne
zanieczyszczone
substancjami

potasu, cyjanek sodu, cyjanek cynku,
cyjanek kadmu, kwas siarkowy, kwas
azotowy, kwas solny

niebezpiecznymi
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Zuzyte urzadzenia

nfeat)tf;;?éggie Stan skupienia staty, sktad: Urzadzenia
. ; . elektryczne i elektroniczne zawierajace
g | pe21s eleaw;r:‘}gr:?onneemz metale niebezpieczne_tgpu oflow, kadm, 0.50
chrom, nikiel,
w 16 02 09
do 16 02 12
Chemikalia
laboratoryjne
(r|1 anc?cl;z:};ci?]?ki Stan skupienia staty.
cpﬁemiczie) Kwasy: solny, fosforowy, siarkowy,
[ fiEas azotowy, azotan srebra, EDTA,
15. 16 05 06* Z;";f;ﬁ?; nadmanganian potasu, amoniak, 0.1
niebezpieczjzne wodorotlenek sqdu, phromian (V1) potasu,
W tym mieszaniﬁy siarczan miedzi, cyjanek potasu, fluorek
RS amonu, wodorotlenek potasu
chemikaliéw
laboratoryjnych
i analitycznych
Chromiany(np.
c:tfgﬁn stan skupienia: ciekly, sktad: Chromian
16. | 16 09 02~ d P Y. potasowy, dwuchromian sodowy lub 3,0
wuchromian —
sodowy lub po Y
potasowy)
QOdpady z drewna,
szkia i tworzyw
zas\:vziteur;?;gg?ub stan skupienia: staly Drewno, szkoto
17 17 02 04* zanieczyszczone i tworzy‘wa bsztuczne zanieczyszczone 30
' substancjami chemikaliami z magazynbw_chemipznych '
niebezpiecznymi lub kapielami galwanicznymi

(np. drewniane
podkiady kolejowe)

Stan skupienia staty

Zelazo z domieszkami chromu, niklu,
wegla, Aluminium, miedz, ofow, tytan
z domieszkami magnezu, krzemu, Otow

z domieszkami cyny, antymonu 20
zanieczyszczone: wodorotlenek sodu, !
cyjanek sodu, cyjanek cynku, cyjanek
miedzi, cyjanek kadmu, CrO3;, dwuchromian
sodu, dwuchromian potasu, kwas siarkowy,
. kwas azotowy
Stan skupienia staly i ciekly Sktad:
Wodorotlenek sodu, cyjanek sodu, cyjanek

cynku, cyjanek miedzi, cyjanek kadmu,

Odpady metali
. | zanieczyszczone

e | W RS substancjami

niebezpiecznymi

Inne odpady CrO3, dwuchromian sodu, dwuchromian
19 1902 11* zawierajace potasu, kwas siarkowy, kwas azotowy, 50
' substancje bisortofosforan(Vl) tricynku, tlenek cynku, '

niebezpieczne chromian (V1) strontu, formaldehyd, ksylen,

etylobenzen, toluen, octan etylu, octan
butylu, izobutanol, aceton, chromiany

- cynku, metyloetyloketon, metylobenzen
Szlamy zawierajace

nggita;ggzene Stan skupienia staty
20. | 1908 13" Z innep Sris Wodorotlenki: chromu (11l), niklu, cynku, 40,0
nneg zelaza (Il), glinu, miedzi, kadmu, cyny
biologiczne

oczyszczania
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sciekow
przemystowych
Malarnia
Stan skupienia od ciekiego do statego,
Odpady farb Substancje palne
i lakierow Skiad: Chromian (VI) strontu,
zawierajacych bisortofosforan(VI)] tricynku, tlenek cynku,
21. | 0801 11* rozpuszczalniki formaldehyd, ksylen, etylobenzen, toluen, 5,0
organiczne lub inne octan etylu, octan butylu, izobutanol,
substancje aceton, chromiany cynku, metyloetyloketon,
niebezpieczne metylobenzen, bis[ortofosforan(Vl)]
tricynku, tlenek cynku
Szlamy z usuwania Stan skupienia staly Substancje palne
farb i lakierow Skiad:Chromian (VI) strontu,
zawierajace bis[ortofosforan(VI1)] tricynku, tlenek cynku,
22. | 0801 13" rozpuszczalniki formaldehyd, ksylen, etylobenzen, toluen, 04
organiczne lub inne octan etylu, octan butylu, izobutanol,
substancje aceton, chromiany cynku, metyloetyloketon,
niebezpieczne metylobenzen
Stan skupienia ciekty, Substancje palne
. | Zmywacz farb lub Skiad: Dichlorometan, fenol, chromian
23, | Dt lakieréw sodu, sulfonowane sole sodowe %2
ropopochodnych
11.3.1.2 Odpady inne niz niebezpieczne
Tabela 2b
Lp Kod Rodzaj odpadu Wiasciwosci i podstawowy skiad odl;)c;éd(:iw
odpadu chemiczny [Mg/rok]
Galwanizernia
Odpady
z przemystu stan skupienia — staly, Skiad: Lateks
1 Q7280 gumowego kauczuku naturalnego, nitryl %!
i produkcji gumy
Zuzyte materiaty
szlifierskie inne niz — ’
2, 1201 21 wymienione stan skupienia — staly, skiad tlenek glinu 20
w12 01 20
Opakowania N
; Stan skupienia staly
3. 1501 01 z papieru : 50
i tektury Makulatura opakowaniowa
Opakowania Stan: staty, Sktad: Tworzywa sztuczne typu
poli(tereftalen etylenu) (PET), polietylen,
4. 1204 02 Sztt\zzfyg] poli (chlorek winylu), polietylen, =0
Aezny polipropylen, polistyren
Opakowania Stan skupienia staty
5 1501 83 z drewna Drewno 1.0
OEEEEE s Stan skupienia staly
6. 150107 Ha gzk?a 2 Piasek kwarcowy, weglan sodu, weglan 0,2
wapnia, tlenek boru, tlenek olowiu (I1)
. Stan skupienia staty
L Bal Melsie zeiazne Zelazo z domieszkami chromu, niklu, wegla 80
Stan skupienia staly
8. 16 01 18 Metale niezelazne Aluminium, miedz, otow, tytan 2,0
z domieszkami magnezu, krzemu
9. 16 01 19 | Tworzywa sztuczne Rury z PCV 1,0
10. 16 06 04 Baterie alkaliczne Baterie alkaliczne zawierajace substancje 0,02
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(z wytaczeniem niebezpieczne, np. otdw
| 16 06 03)
Inne baterie Baterie i akumulatory zawierajgce
_1_1'_ 16:06:05 i akumulatory substancje niebezpieczne, np. otow 0.2
Miedz, braz, Stan skupienia staty
12. ] 170401 1 mosigdz Miedz, cynk, cyna =
13 17 04 02 Al Stan skupienia staty. Aluminium 50
' z domieszkami magnezu, krzemu, miedzi '
: Stan skupienia staly
E_’ __17 S O{ow__ B Otow z domieszkami cyny, antymonu 5
15. 17 04 04 Cynk Skupienia: staly, sktad: cynk, 0,50
T : a Stan skupienia staly
16 ) 1? R4 03 delazaistal | Zelazo z domieszkami chromu, niklu, wegla A
17. 17 04 06 Cyna stan skupienia: staly, skiad: cyna 0,20
Stan skupienia staty
18. | 170407 | Mieszaniny metali Ze'ﬁglz dgl’:r’:;ziﬁmﬁzg’zm;bmk'”' 5,0
| tytan z domieszkami magnezu, krzemu
Kable inne niz -
19. | 1704 11 wymienione s PR 2,0
w17 04 10 , aluminiu ostonie
20 19 09 04 Zuzyty wegiel Stan skupienia staly .Substancje 20
’ aktywny zaabsorbowane przez wegiel aktywny '
. Nasycone lub Stan skupienia staty
21. 19 09 05 zuzyte zywice Zywice nasycone zwigzkami zelaza 1,0
jonowymienne i manganu
I1.3.2. Sposoby dalszego gospodarowania odpadami
11.3.2.1 Odpady niebezpieczne
Tabela 3a
‘Kod . ) Miejsce powstawania Sposoby dalszego
Lp.
P odpadu Rodzaj Odpa({u odpadu gospodarowania odpadem
Galwanizernia -
Odpady przekazywane beda
2 Odpady H-4 3 :
1. Uefde zawierajgce rtec (hala produkcyjna) uprawr:ilgnoy dr;yp;?(cli;"nlotom
" Rozpuszczalniki
chlorowco-
organiczne, H-4 Odpady przekazywane bedg
2. 07 01 03* roztwory S ; uprawnionym podmiotom
z przemywania (heta proaukeyine) do odzysku.
i ciecze
b macierzyste.
QOdpady przekazywane beda
. | Wody popluczne H-4 : )
é BF0301 i tugi macierzyste (wanny galwaniczne) upraw:ygr;ycr"zypsicli-lmlotom
_ Odpadowy toner |
drukarski H-4 Odpady przekazywane bedq
4. 08 03 17" zawierajacy ; uprawnionym podmiotom
substancje (hala produkeyjna) do odzysku.
niebezpieczne, |
Ho4 Odpady przekazywane bedg
5 11 01 05* Kwasy trawigce - uprawnionym podmiotom
] (wanny galwaniczne) do odzysku.
6. | 110107 Alkalia trawiace H-4 Odpady przekazywane bedg
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(wanny galwaniczne) uprawnionym podmiotom
do odzysku.
Odpady przekazywane bedg
. uprawnionym podmiotom
7. 11 01 08* Qdpady { szlam_y A . do odzysku lub w przypadku
z fosforanowania (wanny galwaniczne) braku mozliwosci adzysku
do unieszkodliwiania.
Szlamy i osady Odpady przekazywane bedg
pofiltracyjne H-4 uprawnionym podmiotom
P bemae | (wannygalwanicane) | % odzvsku b w przypack
niebezpieczne do unieszkodliwiania.
Odpady Odpady przekazywane beda
z odtluszczania H-4 uprawnionym podmiotom
FT Gbeae | wanny gatwanicane) | 49 002¥sky b w prayoak
niebezpieczne do unieszkodliwiania.
Inne odpady Odpady przekazywane bedg
s uprawnionym podmiotom
, zawierajgce H-4
19; | 1107188 substancje (wanny galwaniczne) do odzyskq lub-w przypadku
o braku mozliwosci odzysku
P do unieszkodliwiania.
Odpady przekazywane beda
. uprawnionym podmiotom
Zuzyte woski H-4
11. | 120112 . i do odzysku lub w przypadku
i tluszcze (wanny galwaniczne) brakuymOZIiwoScip o d);‘;sku
do unieszkodliwiania.
Opakowania
zawierajgce Odpady przekazywane bedg
pozostalosci Hoa uprawnionym podmiotom
P otermenien | (ralaproducina) | <6 cdevsks b w prayay
lub nimi do unieszkodliwiania.
zanieczyszczone |
Sorbenty, materialy
filtracyjne (w tym
filtry olejowe
n:iujgéi)wt:{nannﬁh Odpady przekazywane beda
gdgwyc;erania y H-a uprawnionym podmiotom
13. | 1502 02" ) . do odzysku lub w przypadku
(np, szmbaty, (hala produkcyjna) brakuyrncnztiwoécipodgsku
Scierki) i ubrania . ol
achronne do unieszkodliwiania.
zanieczyszczone
substancjami
niebezpiecznymi
Zuzyte urzadzenia
zawierajgce
niebezpieczne H-a Odpady przekazywane bedg
14. | 16 02 13* | elementy inne niz . uprawnionym podmiotom
wymienione a2 produkeyjng do odzysku.
w 16 02 09
do 16 02 12 B
Chemikalia
laboratoryjne Odpady przekazywane bedg
i analityczne (np. H-4 uprawnionym podmiotom
8 TR0 ey | (h odukoyna) | 90 o02vsku i w orzypack
zawierajace do unieszkodliwiania.
substancje

0S8-1.7222.17.1.2016.EK

Strona 19 z 35



niebezpieczne,
w tym mieszaniny
chemikaliéw
laboratoryjnych
I i analitycznych
(n%h:;{)hn:c;i:ign Odpady przekazywan_e bedg
pbtasowy H-4 uprawnionym podmiotom
16. | 16 09 02* dwuchromiém (hala produkcyjna) do odzysku !ub w _przypadku
sodowy braku mpil;woéql c_:dz_ysku
3 lub potasowy) do unieszkodliwiania.
Odpady z drewna,
szkia i tworzyw
sztucznych Odpady przekazywane beda
zawierajace lub H-4 N4 uprawnionym podmiotom
17. | 1702 04* | zanieczyszczone (hala produkceyjna, do odzysku lub w przypadku
substancjami neutralizator) braku mozliwosci odzysku
niebezpiecznymi do unieszkodliwiania.
(np. drewniane
. podkiady kolejowe)
Odpady mekl H-4 Odpady przekazywane beda
18. 17 04 09* CE S b (wymiana wkiadow uprawnionym podmiotom
substancjami ; : P d ym P "
niebezpiecznymi wanien galwanicznych) o odzysku.
Odpady przekazywane bedg
];:::ig?a?:gg H-4 uprawnionym podmiotom
19. | 1902 11* substancie (osady z czyszczenia do odzysku lub w przypadku
niebezpieczne wentylacji) braku mozliwosci odzysku
| do unieszkodliwiania.
Szlamy zawierajace
_substqnqe Odpady przekazywane bedg
niebezpieczne : .
. z innego niz N4 uprawnionym podmiotom
40; | 180813 biologiczne neutralizator dgrggzyriiilliuwt:);gip;?zzasgtu
Qezyazaeania do unieszkodliwiania
$ciekow ’
przemystowych
Malarnia
Odpady farb
i lakieréw Odpady przekazywane bedg
zawierajgcych uprawnionym podmiotom
21. | 0801 11" rozpuszczalniki Kabina lakiernicza do odzysku lub w przypadku
organiczne lub inne braku mozliwosci odzysku
substancje do unieszkodliwiania.
i niebezpieczne
Szlamy z usuwania
farb i lakierow Odpady przekazywane bedq
zawierajgce uprawnionym podmiotom
22. | 080113 rozpuszczalniki Kabina lakiernicza do odzysku lub w przypadku
organiczne lub inne braku mozliwosci odzysku
substancje do unieszkodliwiania.
_ niebezpieczne
Odpady przekazywane beda
Zmywacz farb lub uprawnionym podmiotom
23. | 0801 21" KW Kabina lakiernicza do odzysku lub w przypadku
braku mozliwosci odzysku
L do unieszkodliwiania.
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11.3.2.2 Odpady inne niebezpieczne

Tabela 3b
Kod y Miejsce powstawania Sposoby dalszego
Lp: odpadu Redzaj adpadu odpadu gospodarowania odpadem
Galwanizernia -
Qb Odpady przekazywane bedg
1 07 02 80 il 4 uprawnionym podmiotom
: gumowego (hala produkcyjna) P i 0"’ ik psku
i produkcji gumy ke
szlifierskie inne niz H-4
2 120121 wymienione (hala produkcyjna) dgrggﬁy::é;liuwZQiiP Orzyzpziﬁu
w12 0120 ; | oezy
do unieszkodliwiania.
5 1501 01 Opakovyania H-4 Odpady przekazyuéan_e bedg
. Z papieru ; uprawnionym podmiotom
i tektury (hala produkeyjna) do odzysku.
- Opakowania H-4 Odpady przekazyv;ane bedg
4, z tworzyw ; uprawnionym podmiotom
sztucznych (naldl pradilkey)na) do odzysku.
. Odpady przekazywane bedg
Opakowania H-4 : 3
S. 50108 z drewna (hala produkcyjna) uprawrggnoydn;yziimlotom
. Odpady przekazywane bedg
Opakowania ze H-4 . .
6. 1501 07 e (hala produkcyjna) uprawr:;gnoydr;yg?ﬂmtotom
. 4""' | Odpady przekazywane beda
T 16 01 17 Metale zelazne (Warsztat) uprawnionym podmiotom
do odzysku.
Ha Odpady przekazywane bedg
8. 16 01 18 Metale niezelazne (warsztat) uprawnionym podmiotom
do odzyskKu.
H-4 Odpady przekazywane bedg
9. 16 01 19 | Tworzywa sztuczne (hala produkcyjna, uprawnionym podmiotom
podpiwniczenie) do odzysku.
Baterie alkaliczne H-4 Odpady przekazywane bedg
10. 16 06 04 (z wytaczeniem ; uprawnionym podmiotom
16 06 03) (haia pracukeyina) doodzysku.
11. | 160605 Innekaters Ha Oﬂﬁ?fﬁn?éﬁﬁzpyﬁitﬂﬁ’a
: i akumulatory (hala produkcyjna) do odzysku
12. | 170401 Miedz, braz, Ha, Oﬂﬁfﬁvﬁnﬁfﬁkﬁ?ﬂﬁgﬁja
' mosigdz (hala produkcyjna) do odzysku
- H-4 O_d_pé‘d_;-r przekazywan‘e bedg
13. 17 04 02 Aluminium (hala produkcyjna) uprawr:;gnoydrzy;;iimlotom
. N H-4 Odpady przekazywan'e bedg
14, 17 04 03 Otow (hala produkcyjna) uprawr;gr;yc:r;y;;iilimotom
H-4 Odpady przekazywane bedg
15. 17 04 04 Cynk (hala produkcyjna) uprawrg;gnoydr:y;;?(ﬂmiotom
5 I H4 Odpady przekazyv;an‘etbedq
16. 17 04 05 elazo i sta . uprawnionym podmiotom
(hala produkcyjna)
doodzysku. |
17 17 04 06 Cyna H-4 Odpady przekazywane bedg

(hala produkcyjna)

uprawnionym podmiotom
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do odzysku.
_ ) . H-4 Odpady przekazywan’e bedg
18. 17 04 07 Mieszaniny metali (hala produkcyjna) uprawrggr;y;;y;;ii@otom
Kable inne niz H-4 N4 Odpady przekazywane bedg
19. 17 04 11 wymienione (hala produkcyjna, uprawnionym podmiotom
w1704 10 neutralizator) do odzysku.
Odpady przekazywane bedg
Zusyty wegiel H-4 N4 uprawnionym podmiotom
20. 19 09 04 : do odzysku lub w przypadku
aktywny (stacjaDEMI] braku mozliwosci odzysku
do unieszkodliwiania.
Odpady przekazywane bedg
Nasycone lub H-4 N4 uprawnionym podmiotom
21, 19 09 05 zuzyte zywice s do odzysku lub w przypadku
: 4 (stacja DEMI) AT
jonowymienne braku mozliwosci odzysku
do unieszkodliwiania.

[.8. Punkt I1.4.1 otrzymuje brzmienie:

#.4.1.  llos¢ odprowadzanych $ciekéw przemystowych  wprowadzanych
do zewnetrznych urzgadzen kanalizacyjnych:
Q . =80md
srd
Q =150 m°/d
maxd
Q _ =40400m>/rok”
maxr
1.9. Punkt [1l.1.1 otrzymuje brzmienie:
»l.1.1. Parametry zrodet emisji do powietrza
Tabela 5
: ; ik i Temperatura
s Srednica | Predkos$é¢ gazow i
Symbol Wy59kosc emitora odlotowych na gazow Czas'pracy
Lp. 5 emitora E : odlotowych emitora
emitora u wylotu wylocie emitora 3
[m] [m] [mls] na wylocie [h]
- emitora [K]
1. | E-1/H4 10 0,63 o 295 6000
' S ' (zadaszony)
17,54
2. E-2/H4 | 10 0,71 _ (zadaszony) 295 6000
18,24
3. E-3/H4 :IO 0,80 (zadaszony) 295 6000
10,1
4. E-10/H4 13. 0,5 (zadaszony) 295 6000
L E-11/H4 18 0,5 12,4 303 6000
6. E-12/H4 18 0,5 9.0 303 6000
7 E-18/H4 12 0,5 9.6 295 6000
44
8. .__E—1,-'N4 10 0,2 (zadaszony) 293 500
3.4
9. E'-2IN4 10 0.4 (zadaszony) 293 3100
44
10. E-4/N4 _10 L 0,2 (zadaszony) 293 2800
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s R
i [ E-5/N4 10 0,2 (zadaszony) 293 2800
53
12. E-6/N4 10 0,25 (zadaszony) 295 1700
Malarnia
13; E-13/H4 10 0,3 7.0 295 6000
14. E-14/H4 10 0,77x0,77 7.0 295 6000
15. E-15/H4 10 0,77x0,77 8,0 295 6000
1.10. Punkt Ill.1.2 otrzymuje brzmienie:
»II1.1.2. Charakterystyka techniczna urzadzen ochrony powietrza
Tabela 6
Lp. | Numer emitora | Rodzaj urzadzenia [ Sprawnosé
Galwanizernia
1 E-1/H4 Skruber 88-90%
2. E-2/H4 Skruber 88-90%
3. E-3/H4 Skruber 88-90%
4, E-10/H4 Skruber _ ___8_§~QO%
5. E-12/H4 Skruber 88-90%
6. E-18/H4 Skruber 88-90%
Malarnia
i E-13/H4 Filtr tkaninowy 90-98%
8. E-14/H4 Filtr tkaninowy 90-98%
9. E-15/H4 Filtr tkaninowy 90-98%

1.11. Punkt lll.2 otrzymuje brzmienie:

»1I1.2. Warunki emisji hatasu do srodowiska oraz srodki techniczne majace na
celu ograniczenie emisji hatasu.

Tabela 7 -
Maksymalny czas
o g 2 pracy zrodia
L Symbol | Typ zrédta | Wysokosé .
Lp. | Lokalizacja zrodta hatasu srodia hatasu Srodia w ciggu doby [h]
pora pora
| dzienna | nocna
Wentylator dachowy
1. zlokalizowany na budynku W-1 punktowe 10 16 8
N4
Wentylator dachowy
2. zlokalizowany na budynku W-2 punktowe 10 16 8
N4
Wentylator dachowy
3. zlokalizowany na budynku W-4 punktowe 10 16 8
N4
Wentylator dachowy
4. zlokalizowany na budynku W-5 punktowe 10 16 8
N4
Wentylator dachowy 3
o zlokalizowany na budynku e punkiowe 19 16 8
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N4
~ | Wentylator wyciagowy obok ?
6. B budynku H4 \!1:‘1_2 punktowe 1 16
Wentylator wyciggowy obok i
7. budynku H4 W-14 punktowe 1,5 16
Wentylator wyciggowy obok
8. budynku H4 W-13 punktowe 0,5 16
Wentylator dachowy
9. zlokalizowany na budynku W-33 punktowe 10 16
H4
Wentylator dachowy
10. zlokalizowany na budynku W-34 punktowe 10 16
H4
Wentylator dachowy '
11. zlokalizowany na budynku W-35 punktowe 10 16
H4
Wentylator dachowy
12. zlokalizowany na budynku W-11 punktowe 12 16
H4
13 Wentylator wyciggowy W-36 | punktowe 3 16
14, Wentylator wyciggowy W-37 punktowe 3 16
15. Wentylator wyciggowy W-38 | punktowe 3 16

1.12. Punkt lll.4.1 otrzymuje brzmienie:

» lll. 4.1. Miejsce | sposéb magazynowania odpadow
lll. 4.1.1 Odpady niebezpieczne

Tabela 8
Lp Kod Rodzaj odpadu Sposdb i miejsce magazynowania
| odpadu | odpadu
Galwanizernia
1 06 04 04* Odpady zawierajace rte¢ Pojemnik plastikowy, magazynek koto
- neutralizatora
Rozpuszczalniki chlorowco-
9 07 01 03* organiczne, roztwory Metalowy pojemnik, magazynek
' Z przemywania cyjankowy
i ciecze macierzyste.
. G ; Pojemnik z tworzyw sztucznych
3. 0?’~ 03 01 Wody popluczne i tugi macierzyste 0 poj. 1000 | w magazynie odpadéw.
Odpadowy toner drukarski
4. 0803 17* zawierajacy substancje Antresola (obiekt H-4)
b niebezpieczne,
- : Pojemnik z tworzyw sztucznych
= Hotes i Bt 0 pojj. 1000 | w magazynie odpadow
- ; . Pojemnik z tworzyw sztucznych
G _ | MR Alkalia trawigce 0 poj. 1000 | w magyazynie odp{adow
7 11 01 08* Odpady i szlamy Pojemnik z tworzyw sz_tucznych
' z fosforanowania 0 poj. 1000 | w magazynie odpadéow
Szlamy i osady pofiltracyjne Pojemnik typu ,mauzer” lub beczki
8. 1101 09” zawierajgce substancje stalowe o poj. 200 | w magazynie
R niebezpieczne odpadow
9 1101 13* Odpady z odttuszczania zawierajace| Pojemnik z tworzyw sztucznych o poj.
' o substancje niebezpieczne 1000 | w magazynie odpadéw
Inne odpady zawierajace Pojemnik z tworzyw sztucznych _
10. 1101 98" o poj. 30, 60 | lub 1000 | w magazynie

substancje niebezpieczne

odpadow
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1. | 1201 12* Zuzyte woski i tluszcze Fojemeikmglaiowy, gaiwanizamis

(obiekt H-4)
Opakowania zawierajace
12 1501 10* pozostatosci substanciji Odpady magazynowane w pudlach lub
: niebezpiecznych lub nimi na paletach w magazynie odpadow
zanieczyszczone
Sorbenty, materialy filtracyjne
(w tym filtry olejowe nieujete
i w innych grupach), tkaniny do Pojemniki metalowe lub plastikowe
13. | 150202 : : o X .
wycierania (np. szmaty, cierki) w magazynie odpadow

i ubrania ochronne zanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi
Zuzyte urzadzenia zawierajgce
14. | 16 02 13~ niebezpieczne elementy inne niz Magazynek obok neutralizatora
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Chemikalia laboratoryjne
i analityczne (np. odczynniki
chemiczne) zawierajgce substancje
niebezpieczne,
w tym mieszaniny chemikaliow
laboratoryjnych i analitycznych
16 16 09 02* Chromiany(np. chromian potasowy, Pojemnik z tworzyw sztucznych
' dwuchromian sodowy lub potasowy) o poj. 1000 | w magazynie odpadow
Odpady z drewna, szkla i tworzyw
sztucznych zawierajace
17. | 17 02 04* | lub zanieczyszczone substancjami Magazynek kolo neutralizatora”
niebezpiecznymi (np. drewniane
podkiady kolejowe)
Odpady metali zanieczyszczone

15. | 16 05 06* Polka w magazynku kwasow i zasad

18. | 170409 substancjami niebezpiecznymi Konten.er metalowy, firma zewnetrzna
" Inne odpady zawierajace .
19. | 1902 11 substancie niebezpieczne i Magazynek kolfo neutralizatora
Szlamy zawierajgce substancje

20 1908 13* niebezpieczne z innego niz Pojemnik z tworzyw sztucznych

' biologiczne oczyszczania $ciekow o poj. 1000 | w magazynie odpadow.

przemysiowych
Malarnia
Odpady farb i lakierow

21. | 080111+ | Z3wierajacych rozpuszczainiki Metalowy pojemnik, magazynek farb

organiczne lub inne substancje
niebezpieczne
Szlamy z usuwania farb
i lakieréw zawierajace
rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
23. [ 080121* Zmywacz farb lub lakierow Metalowy pojemnik, magazynek farb

22. | 080113 Metalowy pojemnik, magazynek farb

111.4.1.2. Odpady inne niz niebezpieczne

Tabela 9 ]
Kod . Sposob i miejsce magazynowania
Lp. odpadu Rodzaj odpadu odpadu
1 07 02 80 Qdpady z przemystu gumowego Worki lub luzem, magazynek obok
) i produkcji gumy __neutralizatora
2 12 01 21 Zuzyte materialy szlifierskie inne Worek papierowy lub foliowy,
' niz wymienione w 12 01 20 _magazynek obok neutralizatora
; i s Worki plastikowe, garaz obok
1501 01 Opakowania z papieru i tektury netitral=ators
4. 150102 | Opakowania z tworzyw sztucznych Magazynek obok neutralizatora;.
5. 150103 Opakowania z drewna Podpiwniczenie (obiekt H-4).
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6. 1501 07 Opakowania ze szkia Worek plastikowy, magazynek obok

neutralizatora”,
Paletopojemnik, magazynek obok
7. 16 0117 Metale ZGj*Iazne neesilieine
5 Paletopojemnik, magazynek obok
8. _ 16 01 18 ‘ Metale niezelazne henlralizatora
9 16 01 19 Tworzywa sztuczne Magazynek kolo neutralizatora

lub podpiwniczenie obiekt (H-4)

10 16 06 04 Baterie alkaliczne

_ (z wylaczeniem 16 06 03) Magazynek obok neutralizatora
1. 16 06 05 Inne baterie i akumulatory Magazynek obok neutralizatora
: ) Pojemnik plastikowy, magazynek obok
12. _‘17 04 01 - Miedz, braz, mosigdz hEiitialioaters
13 17 04 02 Aluminium Pojemnik plashkowy, magazynek obok
neutralizatora
14 17 04 03 Olow Pojemnik plastlkowy, magazynek obok
_ neutralizatora
15 17 04 04 Cynk Pojemnik plastlkowy, magazynek obok
| S - neutralizatora
16. 17 04 05 P st Pojemnik plastikowy, magazynek obok

] neutralizatora

Pojemnik plastikowy, magazynek obok
7. 170406 Cyna neutralizatora
Pojemnik plastikowy, magazynek obok

_‘18, i 17 04 07_ ) Mieszaniny metali neutralizators
19. | 17 04 11 Kable inne niz wymienione pojemnik, podpiwniczenie hali
| e = w17 04 10 produkcyjne;j.
. . Paletopojemnik, magazynek obok
20. 3 _1 909 04 ] Zuzyty wegiel aktywny fstitalisatons
Nasycone lub zuzyte zywice Paletopojemnik, magazynek obok
21. 1909 05 : : :
jonowymienne neutralizatora

1.13. Punkt [11.5.2 otrzymuje brzmienie:

» 1.5.2. Woda na potrzeb przemystowe instalacji (przygotowanie roztworéw kapieli
galwanicznych, jako woda piuczaca w wannach ptuczacych, przygotowanie
roztworéw wodnych substancji chemicznych) oraz celow bytowych i gospodarczych
bedzie pobierana z magistrali wodnej w administracji EURO-EKO MEDIA Mielec
Sp.zo.0."

1.14. Punkt V. otrzymuje brzmienie:

»V. Rodzaj i maksymalng ilo$¢ wykorzystywanej energii, materiatléow, surowcow
i paliw
V.1. Galwanizernia

V.1.1 Maksymalna ilo$¢ podstawowych surowcéow i materiatbw stosowanych
w produkcji

Tabela 10
- g . Zuzycie
Ml_p. Wyszczeglolmeme Zastosowanie Mgirok
SUROWCE NIE ZAWIERAJACE SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH
1. Anody cynkowe Anody w procesie cynkowania 0,200
2 Chlorek sodu Proces trawienia stali, miedzi i jej stopow 0,500
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. Procesy: cynkowania cyjanowego,
3 Gliesryma zdejmowania niklu . 0.100
4. HEEF MS Chromowanie techniczne 0,100
5. HEEF AS Chromowania techniczne 0,200
6. Wosk Maskowanie czesci 0,300
7. Brenntamer A 630 Flokulant w procesie oczyszczania Sciekdw 0,100
Neutralizacja poptuczyn po penetrancie,
8. Wegiel aktywny oc_zyszcr_&anie kapieli do 'kadmowani_a 0.200
niskocyjanowego z zanieczyszczen
organicznych
SUROWCE ZAWIERAJACE SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE
9: Aceton Czyszczenie czgsci 0,350
Alodyna 1200 (teraz
10. BONDERITE M-CR Alodynowanie 0,100
1200)
11. Anody kadmowe Anody w procesie kadmowania 0,200
. Anody w procesie chromowania
12. Anody olowiane i zdejmowania chromu 0,750
13, Ardrox 295 GD Trawienie 2,000
14. Azotan amonu Zdejmowanie kadmu 0,120
15. Azotyn sodu Spulchnianie warstwy alfirowanej 0,300
16 Bezwodnik kwasu Chromowanie, przejasnianie kadmu i cynku, 5 000
) chromowego anodowanie w kwasie chromowym !
17. Biel cynkowa Cynkowanie cyjanowe 0,100
18. Bonderite C-IC 6 Aero Odtlenianie 0,400
19. Bonderite CIC 16 R Odtlenianie 1,000
20. Chlorek niklu Niklowanie 0,350
21. Chlorek zelaza (IIl) Zelazowanie, neutralizacja $ciekow 10,000
22. Corrotriblue Extreme Pasywacja cynku na niebiesko 0,300
23. Cyjanek miedzi (I) Miedziowanie cyjanowe 0,100
Kadmowanie, cynkowanie, miedziowanie
24. Cyjanek sodu cyjanowe, trawienie cyjanowo-alkaliczne, 0,800
Scigganie miedzi
25. Cynian sodu Cynowanie alkaliczne 0,200
26. CzEeDrgviglgrrON?éy)len Odtluszczanie w parach 3,500
; Chromowanie cynku i kadmu, pasywacja
2F. Dwuchromian sodu stali nierdzewnej 0,300
28. Ecolozink Zink Sol 2272 Cynkowanie, niklowanie 0,600
29. EcoTri Cynkowanie, niklowanie 0,500
30. Enstrip NP-1 Zdejmowanie niklu 0,500
31, Enstrip NP-2 Zdejmowanie niklu 0,300
32. Enstrip S Scigganie miedzi 0,200
Pasywacja stali nierdzewnej, trawienie
33. Kwas azotowy tytanu i aluminium, odtlenianie, przejasnianie 4,000
cynku, zdejmowanie niklu, bichromizacja
34. Kwas fluorowodorowy Trawienie tytanu 0,250
35. Kwas fosforowy Przejasnianie stali nierdzewnej 0,400
Trawienie, zdejmowanie niklu,
Kwas siarkowy elektropolergwanie stgli n_ierdzewnej,
36. techniczny anodowame w kyvasle siarkowym, 15,000
anodowanie w kwasie siarkowo-borowym,
neutralizacja $ciekow
37. | Kwas solny techniczny Tra“"e”r'zégﬂl‘é?:cﬁg';:L?i"géﬁzew”ej' 15,000
; Proces anodowania w kwasie siarkowo-
38. Kwas winowy ~ winowym 1,000
39. Nadtlenek wodoru Niklowanie techniczne, cynowanie 0,120
40. Oakite 90 Qdttuszczanie elektrochemiczne 0,250
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Olej castroll rustilo ;
41, DWX30 Konserwacja 0,100
42 Penetrant ZL-60C Do kontroli penetracyjnej 1,200
43. Rellectalloy ZNA G300 Cynkowanie, niklowanie 0,200
Carrier
44, Refiectalloy ZNA Geslo Cynkowanie, niklowanie 0,200
Carrier
45, Reflectal!oyCZNA-Qz NI Cynkowanie, niklowanie 0,200
“Siarczan niklu Niklowanie techniczne, kadmowanie
46. e ; 0,300
szesSciowodny cyjanowe
Siarczan sodu bezwodny . .
47.__ _ techniczny Kadmowanie cyjanowe 0,150
48. | Siarczek sodu 9 hydrat Cynkowanie cyjanowe 0,150
49, Tlenek kadmu Kadmowanie cyjanowe 0,150
Turco 4215 NCLT (teraz
50. BONDERITE QOdtluszczanie 0,300
C-AK 4215 NC-LT)
51. Weglan sodu lekki Qdtluszczanie chemiczne 0,200
Odtluszczanie chemiczne, odttuszczanie
elektrolityczne, oksydacja stali, cynkowanie
52. Wodorot!laetr;(?k RHaH cyjanowe, kadmowanie cyjanowe, 3,000
P zdejmowanie chromu, neutralizacja $ciekow,
regeneracji stacji DEMI
b3 Zawiesina 14 HF Kontrola magnetyczna 0,300
Kwas siarkowy I -
54. techniczny 40% Neutralizacja $ciekow 12,000
55, Kwasny siarczyn sodu Neutralizacja $ciekow 20,000
Neutralac SLS45 HR i s s
56. (mleczko wapienne) Neutralizacja sciekow 14,400
57 Pirosiarczyn sodu Redukcja $ciekow chrc_nmoy_.*ych W procesie 7 500
- neutralizacji
Podchloryn sodu Utlenianie sciekdw cyjanowych w procesie
58. : i 8,000
techniczny neutralizacji
| 59. Scanpol 40 Neutralizacja $ciekow 65,000
60. Scanpol 55 Neutralizacja Sciekow 0,100
61. Scanpol 27 Neutralizacja $ciekow 52,000
Siarczan zelaza (11) Redukcja $ciekéw chromowych w procesie
62. : ; s 1,000
siedmiowodny neutralizaciji
63. Wapno hydratyzowane Neutralizacja $ciekow 2,000
64. Wodorotlenek sodu 20% Neutralizacja $ciekéw 2,400
65 Wodsroterel S 58300 Neutralizacja sC|eééévK;llregeneraCJa stacji 24.000
| 66. | Wodorotlenek sodu 40% | Neutralizacja $ciekow 5,000
V.1.2. Maksymalne zuzycie energii i wody
- energia elektryczna: 1728 MWh/rok
- energia cieplna 10044 GJ/rok
— woda na potrzeby technologiczne 35390 m*/rok
V.2. Malarnia

V.21 Maksymalna ilos¢ podstawowych surowcéw i materiatbw stosowanych

produkciji:

preparaty malarskie
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— wtym LZO (proces powlekania) 3,16 Mg/rok

V.2.2. Maksymalne zuzycie energii i wody

— energia elektryczna: 192 MWh/rok
— energia cieplna 1116 GJ/rok
— woda na potrzeby technologiczne 10 m>/rok”

1.15. Punkt VI.1.1 otrzymuje brzmienie:

VI.1.1. Zaktad bedzie prowadzit stata kontrole zuzycia surowcoéw, medidw oraz
parametrow procesow produkeyjnych w oparciu o dokumenty (karty i formularze)
wdrozonego Systemu Zarzadzania Jako$cig, zgodnego z wymogami normy
ISO 9001/AS 9100 oraz 1ISO14001 w oparciu zaktadowe procedury.”

1.16. Punkt VI.1.2 otrzymuje brzmienie:

,V1.1.2. Zakiad bedzie prowadzit stata kontrole sprawnosci eksploatowanych maszyn,
urzadzen i instalacji oraz bedzie planowat ich przeglady, konserwacje i remonty
w oparciu o dokumenty (karty i formularze) wdrozonego Systemu Zarzadzania
Jakoscia, zgodnego z wymogami normy ISO 9001/AS 9100 oraz 1SO14001
w oparciu procedury:

a) GP011 Utrzymanie ruchu;

b) GP014 Kontrola kalibrowania;

c) GP019 Wymagania kalibracyjne dla instrumentéw pomiarowych;

d) procedury i instrukcje Srodowiskowego Systemu Zarzadzania Jako$cig wg normy
ISO14001.”

[.17. Punkt VI.2.3 otrzymuje brzmienie:

,VI1.2.3. Zakres i czestotliwo$¢ prowadzenia pomiarow emisji z emitorow:
Tabela 14

Lp. Emitor Zanieczyszczenie Czestotliwosc¢

Galwanizernia

cyjanowodor
kadm
1. E-1/H4 cynk
amoniak
miedz
2. E-2/H4 chrom
dwutlenek azotu
chlorowodor co najmniej raz w roku
3 E-3/H4 kwas siarkowy

2 nikiel
fluor
cyna
bor

chrom

4. 10/ dwutlenek azotu
kwas siarkowy
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5. E-11/H4

bor
kwas siarkowy

6 E-12/H4

chrom

7 E-18/H4

chrom

nikiel

8. E-1/N4

dwutlenek siarki
kwas siarkowy

9 | E-2/N-4

kwas siar'kowy

10. E-4/N-4

dwutlenek siarki
kwas siarkowy

11. E-5/N4

chlorowodér
cyjanowodor

12 E-6/N4

cyjanowodor
chlor

Malarnia

13, E-13

etylobenzen

octan butylu

octan etylu

ksylen

metyloetyloketon

alkohol butylowy,
weglowodory alifatyczne
weglowodory aromatyczne

co najmniej raz w roku

etylobenzen

octan butylu

octan etylu

ksylen

metyloetyloketon

alkohol butylowy
weglowodory alifatyczne
weglowodory aromatyczne

€O najmniej raz w roku

etylobenzen

octan butylu

octan etylu

ksylen

metyloetyloketon

alkohol butylowy
weglowodory alifatyczne
weglowodory aromatyczne

CO najmniej raz w roku

1.18. Punkt VI.6.3 otrzymuije brzmienie:

»VI1.6.3. Pomiar jakosci odprowadzanych $ciekow przemystowych z instalacji
w miejscu ich wprowadzenia do zewnetrznych urzadzen kanalizacyjnych EURO-EKO
MEDIA Sp. z 0.0. Mielec — Studzienka Kkp usytuowany od strony zachodniej obiektu
neutralizatora, z czestotliwoscia co najmniej 1 x na kwartat we wskaznikach

okreslonych w 11.4.1 niniejszej decyz;ji.

1.19. Po punkcie VI.6 dodaje nowy VI.7 o brzmieniu:

»V1.7. Monitoring zanieczyszczen gleby, ziemi i wod podziemnych substancjami

powodujacymi ryzyko znajdujacymi sie na terenie instalacji

VI.7.1 Monitoring zanieczyszczen gleby, ziemi
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V1.7.1.1 Miejsca poboru probek gleby i ziemi:

Ozn. pkt. Wspoirzgdne
Lp. pom _ '_geograflczne
) Szerokosé Diugos¢
T P1 50°18'25,13" 21°27'55,31"
2. P2 50°18'26,81" _21927'55,13"
3. P3 50°1824,22" | 21°27'54,54"
4, - P4 50°1823,99" | 21927'52 42" |

VI.7.1.2 Monitoring gleby i prowadzony bedzie z czestotliwoscig co najmniej raz
na 10 lat w zakresie:

- PH,

— zawarto$c substancji organicznej,

— zawarto$¢ metali (As, Ba, Cd, Cr, Cu, Pb, Hg, Ni, Zn),

— wolne cyjanki,

— cyjanki kompleksowe.

Probki gruntu nalezy pobiera¢ z 2 przedziatbw gigbokosciowych: z poziomu
0-2 m p.p.t oraz ponizej 2 m p.p.t. ze strefy wahan zwierciadta wody.

VI.7.2 Monitoring wod podziemnych

VI.7.2.1 Miejsca poboru probek

Ozn. pkt. Wspélrz-qdne
Lp. pom geograficzne
' Szerokosé Diugosc
1. P1 50°1825,13" | 21927'65,31" L
2. P2 50°1826,81" | 21°27'65,13"
3. _P3 50°1824,22" 21°27'64,54"
4. P4 50°18'23,99" | 21°27'62,42"

VI.7.2.2 Czestotliwosc¢ i zakres:

Monitoring wod podziemnych prowadzony bedzie z czestotliwos$cig co najmniej raz
na 5 lat w zakresie:

- pH,

— zawarto$¢ substancji organicznej,

— zawartos¢ metali (As, Ba, Cd, Cr, Cu, Pb, Hg, Ni, Zn),

- wolne cyjanki,

— cyjanki kompleksowe.

1.20 Po punkcie XI.2 dodaje nowy XI.3 o brzmieniu:

,X1.3. Zobowiazuje operatora instalacji galwanizerni do opracowania dokumentacji
hydrogeologicznej z wykonania lokalnej sieci monitoringu wod podziemnych
i przediozenia jej Marszatkowi Wojewodztwa Podkarpackiego —terminie
do 28.02.2017r.”
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ll. Pozostate warunki decyzji pozostajg bez zmian

Uzasadnienie

Whioskiem z dnia 14 stycznia 2016r. Spotka Magellan Aerospace (Polska),
ul. Wojska Polskiego 3, 39 — 300 Mielec, wystapita o zmiane decyzji Wojewody
Podkarpackiego z dnia 31 pazdziernika 2007r. znak: SR.IV-6618-45/1/06, ze zm.
udzielajacej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji galwanizerni.

Informacja o przedmiotowym wniosku umieszczona zostata w publicznie
dostepnym wykazie danych o dokumentach zawierajacych informacje o $rodowisku
| jego ochronie pod numerem 53/2016. Na terenie Zaktadu eksploatowana jest
instalacja galwanizerni oraz malarni, obie objete pozwoleniem zintegrowanym.
Instalacja galwanizerni zaliczana jest zgodnie z § 2 ust.1 pkt. 15 rozporzadzenia
Rady Ministrtow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (t.j. Dz. U. z 2016r.
poz. 23), do przedsigewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé na $rodowisko,
w rozumieniu ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz
0 ocenach oddziatywania na srodowisko. Tym samym, zgodnie z art. 183 w zwigzku
z art. 378 ust. 2 a pkt. 1 ustawy Prawo ochrony srodowiska, organem wiasciwym
do wydania i zmiany pozwolenia jest marszatek wojewodztwa.

Po analizie ztozonych dokumentéw oraz uzupetnieniu przez Spotke brakow
formalnych przy pismie z dnia 27 stycznia 2016r. znak: MAP/19/2016 zawiadomiono
0 wszczeciu postgpowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia
zintegrowanego dla ww. instalacji. Zgodnie z art. 209 ustawy Po$ wersja
elektroniczna wniosku zostata przestana Ministrowi Srodowiska przy pi$mie z dnia
02 lutego 2016r., znak: 0S-1.7222.17.1.2016.EK. Po szczegdtowym zapoznaniu sie
z przediozong dokumentacjg stwierdzono, ze wniosek nie przedstawia w sposob
dostateczny wszystkich zagadnien istotnych z punktu widzenia ochrony $rodowiska,
wynikajacych z ustawy Prawo ochrony $rodowiska. Wymagane uzupetnienia Spotka
przedtozyta przy piSmie z dnia 30 marca 2016r, 25 maja 2016r.,15 czerwca 2016r.
W toku postepowania, celem jego przyspieszenia przeprowadzono rowniez rozprawe
administracyjng w dniu 26 kwietnia 2016r. Analiza przediozonych przez Zaktad
uzupetnien, bedacych rowniez wynikiem ustalen z rozprawy administracyjnej
wykazata, ze wniosek spetnia wymogi art. 184 i art. 208 ustawy Prawo ochrony
Srodowiska.

Przedmiotem zmian jest modernizacja galwanizerni polegajaca na zmianie
technologii galwanizacji w obrebie gniazda proceséw specjalnych obejmujacych
chromowanie, kadmowanie, cynowanie, cynkowanie, niklowanie, pasywacje. Dodany
zostanie nowy proces ZnNi. W ramach modernizacji prowadzacy instalacje
przewiduje:

— wymiang starych wanien wraz z osprzetem i instalacjami na nowe, bardziej
bezpieczne dla srodowiska
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— zastosowanie ptuczek odzyskowych,

— zastosowanie nowych impulsowych prostownikow,

- Zzlikwidowanie grzania woda technologiczng i zastosowania grzatek
elektrycznych,

- wymiang systemu wentylacji wyciagowej, wszystkie wanny wyposazone
zostang w ssawy wentylacyjne oraz pokrywy reczne.

- likwidacje 10 emitorow od E-1 do E-9, E-17 ktdére zostang zastgpione trzema
nowymi emitorami.

Wanny w galwanizerni beda posadowione na konstrukcji nosnej wraz ze
specjalnie przygotowanym torowiskiem dla wciggnikéw elektrycznych oraz
posadowione bedg na tacy z tworzywa sztucznego, ktdra zabezpiecza przed
ewentualnym rozlaniem kagpieli na podtoge hali.

W zwigzku z planowana modernizacjg galwanizerni zaistniata koniecznosé
wprowadzenia zmian w obowigzujgcym pozwoleniu zintegrowanym w zakresie opisu
nowych wanien ich pojemnosci, podtaczenia do emitoréw itp. Po przeprowadzone;
modernizacji zmniejszy sie pojemno$é wanien z 60,93 m® do 5224 m°
przy zachowaniu zdolno$ci produkcyjnej na dotychczasowym poziomie.

W zakresie emisji zanieczyszczen pytowych do powietrza dokonano zmian
okreslajac zgodnie z wnioskiem wielkosci emisji chwilowej przyporzadkowanej
do poszczegolnych 12 emitoréw. Zanieczyszczenia z linii galwanicznych przed
wprowadzeniem do powietrza bedg oczyszczane na skruberach. W dokumentacji
wykazano, ze emisja zanieczyszczen do powietrza nie spowoduje przekroczen
wartosci dopuszczalnych okreslonych w zataczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomow niektorych substanciji
w powietrzu. Podstawowe zanieczyszczenia to metale w pyle. Po wprowadzonych
zmianach ogolna ilo§¢ emitowanych zanieczyszczen zmniejszy sie, w tym pytu
0 ok. 70 %. Niniejszg decyzja dokonano réwniez zmian dotyczacych czasu pracy
emitoréw.

W zakresie gospodarki odpadami prowadzacy instalacje w oparciu
o prowadzong ewidencje dokonat weryfikacji co do rodzajow i ilosci wytwarzanych
odpadéw. W decyzji nie uwzgledniano odpadow wytwarzanych poza instalacja.
W decyzji uszczegétowiono réwniez miejsca magazynowania odpadow. Wszystkie
odpady, ktérych powstaniu nie da sie zapobiec, bedg gromadzone
W sposob selektywny, zabezpieczane przed wptywem warunkéw atmosferycznych
i magazynowane w wydzielonych miejscach na terenie zakfadu, zabezpieczonych
przed dostgpem o0sob postronnych, a nastepnie przekazywane bedg firmom
prowadzgcym dziatalno§¢ w zakresie gospodarowania odpadami, posiadajgcym
wymagane prawem zezwolenia.

Zgodnie z zapisem art. 208 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo ochrony $rodowiska
wnioskodawca zidentyfikowat substancje powodujace ryzyko, zdefiniowane
w art. 3 pkt. 37 a ww. ustawy, wykorzystywane, produkowane lub uwalniane
na terenie Zaktadu w zwigzku z eksploatacja instalacji IPPC.
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Przeprowadzona ocena ryzyka zanieczyszczenia $rodowiska gruntowo-wodnego
w oparciu o wskazowki Komisji Europejskiej dotyczace opracowywania sprawozdan
bazowych wykazata, ze =zastosowane zabezpieczenia nie sa wystarczajgce
do uniemozliwienia przedostania sie substancji powodujgcych ryzyko do gleby, ziemi
i wod gruntowych. Wobec powyzszego Spotka do wniosku o zmiang przedtozyta
raport poczatkowy.
W przedtozonym raporcie dokonano oceny stanu zanieczyszczenia $Srodowiska
gruntowo-wodnego m.in.: na podstawie wykonanych pomiaréw jakosci gleby i wod
przeprowadzonych w latach 2006 i 2012. Biorac pod uwage wyniki badan jakosci
gleby w odniesieniu do warto$ci dopuszczalnych stezen w glebie lub ziemi
okreslonych rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzesnia 2002r.
w sprawie standardow jakosSci gleby oraz standardow jakosci ziemi (Dz.U. Nr 165
poz. 1359) z raportu wynika, iz w zadnej z prob nie wystapity przekroczenia wartosci
dopuszczalnych okreslonych w ww. rozporzadzeniu dla terenu zakwalifikowanego do
grupy C (tereny przemystowe). Wyniki analiz prébek wody podziemnej wykazaty
dobry stan chemiczny waod.
W raporcie okreslono rowniez zagadnienia zwigzane z monitoringiem, w tym sposob
i czestotliwo$¢ wykonywania badan stezen” istotnych substancji stwarzajgcych
zagrozenie , w gruntach i wodach podziemnych. Dziatajac zatem na podstawie
art. 211 ust. 6 pkt. 4 ustawy Po$, w decyzji okreslono sposdb i czestotliwose
wykonywania badan stanu jakosci gleby, ziemi oraz woéd. Czestotliwos¢é badan
zanieczyszczenia gleby 1 ziemi substancjami powodujgcymi ryzyko oraz
wykonywania pomiarow zawartosci tych substancji w wodach gruntowych ustalono
w oparciu o wniosek z uwzglednieniem art. 217 a tj.. badanie gleby i ziemi
co najmniej raz na 10 lat, badanie wod co najmniej raz na 5 lat.

W zwigzku z koniecznoécig prowadzenia monitoringu wod podziemnych
I gleby natozono na prowadzacego instalacje obowigzek wykonania trwatej sieci
lokalnego monitoringu woéd podziemnych. W oparciu o wyniki dokumentacji
opracowanej przez upowaznionego hydrogeologa, przeanalizowany zostanie zakres
monitoringu wskazanego w raporcie poczatkowym i ewentualnie zweryfikowany.

Ponadto niniejsza decyzja dokonano zmian w zakresie stosowanych
surowcow, zuzycia energii, zuzycia wody, doprecyzowano rowniez zapisy zwigzane
z prowadzonym monitoringiem proceséw uwzgledniajac m.in. wdrozenie w zaktadzie
Systemu Zarzadzania Jakoscig ISO 14001.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego organ
zapewnit stronie czynny udziat w kazdym stadium postepowania a przed wydaniem
decyzji umozliwit wypowiedzenie sie co do zebranych materiatéw.

Whioskowane przez Spotke zmiany przedmiotowego pozwolenia nie stanowig
istotnej zmiany instalacji w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy Prawo ochrony $rodowiska.
W zwigzku z powyzszym dokonano zmiany decyzji w trybie art. 155 Kpa.
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Wprowadzone zmiany obowigzujacego pozwolenia zintegrowanego nie zmieniajg
ustalen dotyczacych spetnienia wymogow wynikajacych z najlepszych dostepnych
technik. Zachowane sa rowniez standardy jakosci srodowiska.

Biorgc pod uwage powyzsze oraz to, ze za zmiang przedmiotowej decyzji
przemawia stuszny interes strony, a przepisy szczegolne nie sprzeciwiajg sie zmianie
orzeczono jak w osnowie.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwgi_‘avn_ig___do Ministra Srodowiska za posrednictwem
Marszatka Wojewddztwa Pod_l(érp,a'ck-ieg'_o-«,\w terminie 14 dni od dnia doreczenia
decyzji. Odwotanie nalezy sktada¢ w dwoch egzemplarzach.
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Opfata skarbowa w wys. 100550zt ..~ . i
uiszczona w dniu 13 stycznia 2016 r. W -
na rachunek bankowy Urzedu Miasta Rzeszowa D/
Nr 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423 j
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Otrzymuija:

1. Magellan Aerospace (Polska) Spotka z o0.0. przez petnomocnika P. Mariusza
Lewandowskiego, ul. Wojska Polskiego 3, 39 — 300 Mielec

2. OS-l. a/a

Do wiadomosci: ]
1. Podkarpacki Wojewddzki Inspektor Ochrony Srodowiska,
ul. Langiewicza 26, 35-101 Rzeszow
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